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快速退火爐機台簡介

此機台型號為AW810M，主要提供各種不同材料的(金
屬,Ge,GaN, High-K)晶片作快速高溫退火用途。本機台
為傳統利用高溫熱燈絲的加熱方式加熱，達到高溫退火
之目的。本機台加熱溫度最高可達1050。C.


